
2017年度ゼオライトフォーラム 

「ゼオライト類縁材料の広がり」 

 

主催：ゼオライト学会 

協賛：日本化学会、触媒学会、石油学会 

日時：2017年6月9日（金）13:30～16:20 

場所：工学院大学新宿キャンパス，3F アーバンテックホール 

（〒163-8677 東京都新宿区西新宿1−24−2） 

（http://www.kogakuin.ac.jp/facilities/campus/shinjuku/access.html） 

 

プログラム： 

1. 「メソポーラス有機シリカを用いた高度な触媒反応場の構築」 

（豊田中央研究所） 稲垣 伸二 

2. 「メソポーラスシリカの工業化」 

（太陽化学） 南部 宏暢 

3. 「CVD法によるアモルファスシリカ水素分離膜の製膜と膜反応器」 

（工学院大学・先進工学部） 中尾 真一 

 

参加費： 

一般 会員 3,000 円, 協賛学会会員 3,000円，シニア・学生 会員 1,000 円， 

非会員 5,000 円,  

※下記電子メール宛に事前参加登録をお願いいたします。申込に際しては、氏名、所属、懇

親会への参加の有無をお知らせ下さい。なるべく5月26日（金）までにお願いします。 

 

 

懇親会： 18:00頃から工学院大中層棟8Fのファカルティクラブにて懇親会を開催します。懇

親会参加費は4,000円程度を予定。 

 

参加申込み・問い合わせ先： 

奥村 和（工学院大学 先進工学部） TEL：042-628-4521, FAX：042-628-4508 

E-mail: okmr@cc.kogakuin.ac.jp  


